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(57)摘要

本发明涉及一种铝合金的电解质等离子抛

光液及抛光工艺，抛光液中包括以下组份：硫酸

铁浓度为2％～2.5％mol/L，硫酸铵浓度为2％

mol/L，添加剂若干，其余为水。本发明通过试验

研究，优化配方，全面提升了抛光液的性能，并提

供了采用该抛光液的抛光工艺。采用本发明的方

案，抛光时间短，效果明显，使用周期长；使用此

抛光液不会产生有害气体，且对环境没有污染。
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1.一种铝合金的电解质等离子抛光液，其特征在于：抛光液中包括以下组份：硫酸铁浓

度为2％～2.5％mol/L，硫酸铵浓度为2％mol/L，添加剂若干，其余为水。

2.根据权利要求1所述的铝合金的电解质等离子抛光液，其特征在于：所述添加剂包括

PEG600浓度为1％mol/L、柠檬酸浓度为3％mol/L、EDTA浓度为0.07％mol/L、葡萄糖酸钠浓

度为5％mol/L。

3.采用权利要求1或2所述的铝合金的电解质等离子抛光液的抛光工艺，其特征在于：

包括以下步骤：

a)将铝合金材料进行抛光前处理；

b)将权利要求1或2所述的抛光液倒入电解质等离子抛光机的抛光槽内，设定加热抛光

液温度，设定抛光时间；

c)将铝合金材料置于抛光机挂架上，抛光机挂架接电源正极，抛光槽接电源负极；

d)挂架按照一定方式下潜，将铝合金材料完全浸没在抛光液中；

e)抛光时间到，挂机快速上升，使工件脱离抛光液；抛光液为低浓度的盐溶液，可循环

使用；

f)将铝合金材料进行抛光后处理。

4.根据权利要求3所述的抛光工艺，其特征在于：步骤a)中,所述前处理包括清除基材

表面污垢。

5.根据权利要求3所述的抛光工艺，其特征在于：步骤b)中,设定加热抛光液温度至80

～85℃，设定抛光时间为1～3分钟。

6.根据权利要求3所述的抛光工艺，其特征在于：步骤c)中，输出电源控制在300～

330V。

7.根据权利要求3所述的抛光工艺，其特征在于：步骤f)中，所述后处理包括水洗、烘

干。
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一种铝合金的电解质等离子抛光液及抛光工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及抛光液领域，具体涉及一种铝合金的电解质等离子抛光液及抛光工

艺。

背景技术

[0002] 电解质-等离子加工技术是一种新型现代化、高效能、对复杂形金属部件进行表面

加工的技术。该技术适用于对金属表面抛光，消除毛刺，磨钝尖刃，清理焊接缝，清除材料表

面的氧化色，氧化皮和污渍，表面除油等。在该抛光体系下电极(抛光工件)、放电介质、气层

和抛光液四相共同作用，通过放电去除表面材料，区别于传统等离子体抛光的化学去除，也

区别于电解抛光体系下的电极、电解液的两相相互作用，利用电解液的电化学溶解完成抛

光。抛光液使用低浓度的中性盐溶液对环境几乎没有污染，抛光质量和效率都是传统抛光

方法难以达到的。

[0003] 电解质-等离子加工是一种复杂的电化学、等离子化学过程，电解液单因素参数对

样件去除速度、表面加工质量等具有非常重要的影响，不同的材料进行电解质-等离子加工

所需要的电解液参数也不尽相同。对于铝合金，使用现有的抛光液配方抛光效果不理想，存

在氧化膜影响抛光后铝合金表面光亮度的问题。因此，本发明将从铝合金抛光液配方的角

度进行研究，以改善铝合金的抛光效果。

[0004] 铝合金的电解等离子抛光工艺与不锈钢的不同，并不是加工温度越高、加工时间

越长越好，原因在于铝的化学性能太活泼，加工温度越高、加工时间越长，铝合金表面氧化

可能会越严重。因此，本发明研究并公开了电解质等离子抛光的工艺参数。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种铝合金的电解质等离子抛光液及抛光工艺，该抛光液用

于铝合金表面处理时，抛光时间短且效果明显，使用工艺简单，使用过程中不产生有害气体

且对环境没有污染。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供的技术方案是：

[0007] 一种铝合金的电解质等离子抛光液，抛光液中包括以下组份：硫酸铁浓度为2％～

2.5％mol/L，硫酸铵浓度为2％mol/L，添加剂若干，其余为水。

[0008] 所述添加剂包括PEG600浓度为1％mol/L、柠檬酸浓度为3％mol/L、EDTA浓度为

0.07％mol/L、葡萄糖酸钠浓度为5％mol/L。

[0009] 本发明还公布了采用所述的铝合金的电解质等离子抛光液的抛光工艺，包括以下

步骤：

[0010] a)将铝合金材料进行抛光前处理；

[0011] b)将权利要求1或2所述的抛光液倒入电解质等离子抛光机的抛光槽内，设定加热

抛光液温度，设定抛光时间；

[0012] c)将铝合金材料置于抛光机挂架上，抛光机挂架接电源正极，抛光槽接电源负极；
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[0013] d)挂架按照一定方式下潜，将铝合金材料完全浸没在抛光液中；

[0014] e)抛光时间到，挂机快速上升，使工件脱离抛光液；抛光液为低浓度的盐溶液，可

循环使用。

[0015] f)将铝合金材料进行抛光后处理。

[0016] 步骤a)中,所述前处理包括清除基材表面污垢。

[0017] 步骤b)中,设定加热抛光液温度至80～85℃，设定抛光时间为1～3分钟。

[0018] 步骤c)中，输出电源控制在300～330V。

[0019] 步骤f)中，所述后处理包括水洗、烘干。

[0020] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0021] 本发明提供了一种铝合金的电解质等离子抛光液，本发明通过试验研究，优化配

方，全面提升了抛光液的性能，并提供了采用该抛光液的抛光工艺。采用本发明的方案，抛

光时间短，效果明显，使用周期长；使用此抛光液不会产生有害气体，且对环境没有污染。

具体实施方式

[0022] 下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。

[0023] 实施例1

[0024] 一种铝合金的电解质等离子抛光液，1050型铝合金抛光液的最佳配方为：硫酸铁

浓度为2％mol/L，硫酸铵浓度为2％mol/L、PEG600浓度为1％mol/L、其余为水。

[0025] 先利用粗糙度仪对待抛光材料进行测量，其粗糙度为4.8μm。

[0026] 具体抛光工艺如下：

[0027] a)将铝合金材料进行抛光前处理。所述前处理包括清除基材表面污垢。

[0028] b)将上述抛光液倒入电解质等离子抛光机的抛光槽内，设定加热抛光液温度至80

℃。设定抛光时间为3分钟。

[0029] c)将铝合金材料置于抛光机挂架上，抛光机挂架接电源正极，抛光槽接电源负极，

输出电源控制在330V。

[0030] d)挂架按照一定方式下潜，将铝合金材料完全浸没在抛光液中。

[0031] e)抛光时间到，挂机快速上升，使工件脱离抛光液。抛光液为低浓度的盐溶液，可

循环使用。

[0032] f)将铝合金材料进行抛光后处理。所述后处理包括水洗，烘干。

[0033] 利用粗糙度仪对抛光后材料进行测量，其粗糙度为1.8μm。

[0034] 实施例2

[0035] 一种铝合金的电解质等离子抛光液，5052型铝合金抛光液的最佳配方为：硫酸铁

浓度为2.5％mol/L、硫酸铵浓度为2％mol/L、柠檬酸浓度为3％mol/L、其余为水；

[0036] 先利用粗糙度仪对待抛光材料进行测量，其粗糙度为5.4μm。

[0037] 具体抛光工艺如下：

[0038] a)将铝合金材料进行抛光前处理。所述前处理包括清除基材表面污垢。

[0039] b)将上述抛光液倒入电解质等离子抛光机的抛光槽内，设定加热抛光液温度至80

℃。设定抛光时间为1分钟。

[0040] c)将铝合金材料置于抛光机挂架上，抛光机挂架接电源正极，抛光槽接电源负极，
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输出电源控制在330V。

[0041] d)挂架按照一定方式下潜，将铝合金材料完全浸没在抛光液中。

[0042] e)抛光时间到，挂机快速上升，使工件脱离抛光液。抛光液为低浓度的盐溶液，可

循环使用。

[0043] f)将铝合金材料进行抛光后处理。所述后处理包括水洗，烘干。

[0044] 利用粗糙度仪对抛光后材料进行测量，其粗糙度为1.6μm。

[0045] 实施例3

[0046] 一种铝合金的电解质等离子抛光液，6061型铝合金抛光液的最佳配方为：硫酸铁

浓度为2％mol/L、硫酸铵浓度为2％mol/L、EDTA浓度为0.07％mol/L、葡萄糖酸钠浓度为5％

mol/L、其余为水。

[0047] 利用粗糙度仪对待抛光材料进行测量，其粗糙度为4.2μm。

[0048] 具体抛光工艺如下：

[0049] a)将铝合金材料进行抛光前处理。所述前处理包括清除基材表面污垢。

[0050] b)将上述抛光液倒入电解质等离子抛光机的抛光槽内，设定加热抛光液温度至85

℃。设定抛光时间为3分钟。

[0051] c)将铝合金材料置于抛光机挂架上，抛光机挂架接电源正极，抛光槽接电源负极，

输出电源控制在330V。

[0052] d)挂架按照一定方式下潜，将铝合金材料完全浸没在抛光液中。

[0053] e)抛光时间到，挂机快速上升，使工件脱离抛光液。抛光液为低浓度的盐溶液，可

循环使用。

[0054] f)将铝合金材料进行抛光后处理。所述后处理包括水洗，烘干。

[0055] 利用粗糙度仪对抛光后材料进行测量，其粗糙度为1.8μm。

[0056] 从以上三个实施例可以看出，本发明的抛光液可以明显降低基材的粗糙度，且抛

光工艺操作简单。

[0057] 以上所述，仅是本发明的较佳实施例，并非对本发明作任何形式上的限制，任何熟

悉本专业的技术人员，在不脱离本发明技术方案范围内，依据本发明的技术实质，对以上实

施例所作的任何简单的修改、等同替换与改进等，均仍属于本发明技术方案的保护范围之

内。
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